1 RIE prozessiertes Linsenarray in Glas.

2 Querschnitt eines gedtzten
Zylinderlinsen-Arrays.

3 Konisches Linsenprofil (NA=0.25, k=-2)
trockengeétzt in Quarzglas.

4 Vereinzeltes optisches Element mit
beidseitig justierten und fokusangepassten

Zylinderlinsenarrays in Borosilikatglas.
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Ziel

Herstellung mikrooptischer Elemente
mit hoher Bestandigkeit, hoher
Laserzerstorschwelle und Transparenz
vom UV bis zum IR aus Quarz- und
Borosilikatglas sowie Silizium

Eigenschaften

- Sphérische und zylindrische Linsen

- Diffraktive Elemente

- Arrays mit sub-um Positionsgenauigkeit

- Asphadrische Linsenprofile

- Linsenhdhen bis ca. 50 pm

- Uniformitat £ 2% auf @ 100 mm Wafer

- Reproduzierbarkeit + 2%

- rms-Profiltreue: £ 0.3% der Linsenhthe
innerhalb 95% des Linsendurchmessers

- Ausgangsmaterial: Wafer @ 100/150 mm,
bis ca. 6 mm Dicke

Anwendungen

- UV, VIS und IR-Optik

- Laser / Faser-Kollimation

- Strahlformungsoptik

- Homogenisierung

- Fullfaktorerhohung von
Empfangerarrays

Technologie

- Wafer-scale Prozesstechnologie auf
Silizium, Quarzglas oder Borosilikatglas

- Herstellung von Primérstrukturen durch
Lithographie und Polymer-Reflow oder
Laserlithographie mit variabler Dosis

- Proportionaler Strukturibertrag durch
Plasma-Trockenatzen (RIE, ICP)

- Beidseitige, justierte Prozessierung

- AR-Beschichtung der Oberflachen

- Vereinzelung mittels Chipsdge



